Nowa metoda druku dla
nanotechnologii
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Obrazek z nanoczgstek ztota, ktdéry ma zaledwie 80 mikrometrow
szerokosci, stworzyli wspdlnie badacze z IBM i Swiss Federal
Institute of Technology. Przy tworzeniu obrazka wykorzystano
nowatorskg metode druku, ktéra moze w przysztosci bardzo
usprawni¢ produkcje uktadoéw elektronicznych.

Obrazek stworzony w ramach prezentacji nowej techniki druku
byt kopig XVII wiecznego rysunku przedstawiajgcego stonce
(alchemiczny symbol z*ota). Do jego stworzenia uzyto 20 tys.
nanoczgstek ztota o Srednicy 60 nanometréw (miliardowych
czesci metra).

Obecnie znane sg techniki druku pozwalajgce na tworzenie tak
matych dziet, ale wymagajg one duzych naktaddéw finansowych i
czasowych. Z tego powodu nie mogg zosta¢ wprowadzone do
produkcji ogdélnodostepnych urzgdzen. Nowa metoda jest
natomiast nie tylko precyzyjna, ale 1 tania.

Nowatorstwo w tym przypadku polega na zastosowaniu podobnego
podejscia, jak przy tworzeniu rycin. Badacze stworzyli po
prostu matryce, na ktdérej najpierw uksztattowano obraz, ktdéry
potem przeniesiono na powierzchnie druku. Stosowane dotychczas
techniki druku polegaty raczej na tworzeniu obrazu juz na
zadrukowywanej powierzchni poprzez wypeinianie ,atramentem”
wyznaczonego obszaru drukowania.

Wspomniana matryca zostata wypetniona zawiesing koloidalng
zawierajacg ztote nanoczastki. Pdzniej wystarczyto jej uzyc do
zrobienia mikrospokijnej odbitki. Mozliwa do osiggniecia w ten
sposéb rozdzielczos$¢ wydruku to 100 tys. dpi.

Wedtug naukowcéw metoda pozwala na wielokrotne wykonanie
,odbitek” z jednej matrycy. Dzieki réznym kombinacjom
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materiatow, ktdore wykorzystywane sg na poszczegdélnych etapach
tworzenia matrycy i druku druku, mozliwe jest nanoszenie
réoznych substancji na rdézne powierzchnie.

Badacze przyznaja, ze nowa metoda nie jest moze bardzo
przetomowa, ale pozwala na poczynienie kroku do przodu w
dziedzinie urzadzen produkowanych w nanoskali (np. przy
wytwarzaniu nanoprzewodéw). Mogtaby ona zostaé¢ rowniez uzyta
do produkcji trudnych do sfatszowania dokumentéw.
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